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Plastyczny materjat wybuchowy.

Zgloszono 16 kwietnia 1931 r,
Udzielono I1I czerwca 1934 T.

Wynalazek niniejszy dotyczy plastycz-
nego materjalu wybuchowego, ktéry skla-
da si¢ z czteronitropentaerytrytu i galare-
ty, otrzymanej z ptynnych lub péiplynnych
nitrozwiazkéw aromatycznych i nitrocelu-
lozy. Materjal powyiszy, majacy postaé
masy plastycznej, wykazuje wielka moc,
posiada jednak pewien niedobér tlenu. W
celu zmniejszenia tego niedoboru tlenu do-
brze jest dodaé do masy odpowiednich
nosénikéw tlenu, jak azotanéw, chloranéw,
nadchloranéw, nadboranéw i tym podob-
nych cial.

W celu zmniejszenia czuloéci materja-
tu powyzszego na wplywy mechaniczne do-
daje si¢ odpowiednich srodkéw flegmaty-

zujacych, jak kamfory, weglowodoréw na-
syconych, pochodnych mocznika, estréow i
tym podobnych cial.
Przyklad 1. Materjat
sktada sie z:
47% — czteroazotanu pentaerytrytu,
46% — dwunitrotoluolu ciektego,
5% — bawelny kolodjonowej i
2% — parafiny.
Przyktad II. Materjal
sktada sie z:
23,5% — czteroazotanu pentaerytrytu,
23,0% — dwunitrotoluolu cieklego,
25% — bawelny kolodjonowej,
1,0% — parafiny i
50,0% — azotanu amonowego.
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*) Wiascicielka patentu oswiadcsyla, i wynalascami sq: Stanistaw Dunin-Markiewics, Tadeuss Smisnie-
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Zastrzezenia patentowe.

1. Plastyczny materjal wybuchowy,
znamienny tem, ze sklada sie z czteroazo-
tanu pentaerytrytu i ptynnych lub poélptyn-
nych nitrozwiazkéw aromatycznych i nitro-
celulozy.

2. Materjat wybuchowy wedtug zastrz.
1, znamienny tem, ze zawiera odpowied-
nie nosniki tlenu, jak azotany, chlorany,
nadchlorany, nadborany i podobne ciala.

3. Materjal wybuchowy wedtug zastrz.
112, znamienny tem, zZe zawiera pewne ilo-
$ci srodkéw flegmatyzujacych, jak kamfo-
ry, weglowodoréw nasyconych, pochodnych
mocznika, estrow i tym podobnych cial.

Panstwowa Wytwérnia Prochu
Zastgpca: M. Skrzypkowski,

rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawskiego i Ski, Warszawa.
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